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N2O는 반도체, 의료용 마취제, 식품첨가제로써 사용이 지속 증가하는 가스이다.

N2O는 질산암모늄을 원재료로 사용하여 열분해 공정을 거쳐 N2O를 합성하는 과정에서 질산

과 암모니아가 미량 포함될수 있으며, 증류공정을 통해 대부분의 불순물들은 정제가 가능하

나 반도체에서는 ppb 수준의 불순물 관리가 필요하며, 의료용과 식품용은 인체에 적용되기

에 고순도 정제 과정이 필요하다.

본 연구에서는 N2O 내 불순물 정제 및 양산화하여 고순도의 결과물을 얻어내고, 불순물중 반

도체 공정에 영향을 미치는 N2, NH3, H2O, O2 등의 고효율 저비용의 정제기술 개발과 고순도 

양산 기술의 결과물을 얻어내고, 고순도 가스 정제 기술 방법을 연구하고 제시하고자 한다.
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